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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Flexodruckschablone 

(57) Bel der Herstellung einer Flexodruckschablone 
erfblgt zunachst die Bereitstellung eines Tragers (1), 
wonach eine vergleichsweise dicke Fotoelastomer- 
schicht (2) auf die Oberfiache des Tragers (1) aufge- 
bracht wird, um anschlieBend eine vergleichsweise 
dunne lichtempf indliche Schicht (3) auf die Oberfiache 
der Fotoelastomerschicht (2) aufzutragen. Sodann 
erfolgt ein punktweises Belichten der dunnen lichtemp- 
findlichen Schicht (3) mittels wenigstens eines feinen 
LichtstrahlenbQndels sowie anschlieBend das Entwik- 
keln der dunnen lichtempf indlichen Schicht (3). Danach 
wird die Fotoelastomerschicht (2) unter Verwendung 
der verbliebenen Bereiche der dunnen lichtempfindli- 
chen Schicht (3) als Maske groBfiachig belichtet und 
sodann entwickelt. 




Fig. 3 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur 
Herstellung einer Fiexodruckschablone. 

Aus der AT-PS 326 703 ist bereits ein Verfahren zur 5 
Herstellung von Druckformen mit Hilfe zweier auf eine 
Matrize Oder einen DruckformtrSger aufgebrachter, 
lichtempfindlicher Schichten bekannt, aufwelche das 
Muster aufgelichtet, entwickert und auf chemischem 
bzw. galvanischem Wege zur Druckform gestaltet wird. 10 
Dabei erfolgt die Belichtung der oberen hochlichtemp- 
findlichen Schicht durch zeitlich aufeinanderfblgende 
Einzelprojektion musterbedingter Rasterpunkte, wSh- 
rend die unter der oberen lichtempfindlichen Schicht 
angeordnete, weniger lichtempfindliche und gegen gal- 15 
vanische Bader oder Atzchemikalien bestandige zweite 
Schicht zeitlich nach der punktweisen Einzelprojektion 
und der EntwicWung der musterbedingten Rasterpunkte 
auf der obersten Schicht groBfiachig belichtet wird. 

Mit Hilfe des bekannten Verfahrens kOnnen Druck- 20 
formen fur Hochdruck Oder Tiefdruck hergestellt wer- 
den, wobei nach dem Belichten und dem 
anschlieBenden Entwickeln ein dem Druckmuster ent- 
sprechendes Oberflachenrelief in der Druckform durch 
Atzen erzeugt wird. 25 

Bei einem weiteren zum Stand der Technik gehO- 
renden Verfahren zur Herstellung einer Hochdruckform, 
bei welcher die druckenden Stellen reliefartig erhaben 
ausgebildet sind, wird auf ein dunnes Metallrohr ein 
plattenfdrmiges Fotoelastomer aufgebracht. Dieses 30 
Fotoelastomer ist noch nicht vollstandig vernetzt und 
daher noch schmelzbar und auch chemisch auflOsbar. 
Zwischen Metallrohr und Fotoelastomer wird ein Haft- 
vermittler gestrichen. Das Fotoelastomer wird anschlie- 
Bend mit einer hitzebestandig en Folie umwickelt und 35 
schlieBlich durch Erhitzen auf das Metallrohr aufge- 
schmolzen. Nach diesem Backvorgang wird der 
erzeugte Gummi-Metallzylinder auf eine Genauigkeit 
von 5 \im rundgeschliffen, urn insbesondere die beim 
Aufschmelzvorgang entstehende StoBkante zu beseiti- 40 
gen. In weiterer Folge wird bei diesem Verfahren ein 
das Druckmuster tragender Ganzfilm urn die Rundform 
gewickelt und das Polymer durch die nicht geschwarz- 
ten Stellen dieses Films mit UV-Strahlung (360 bis 380 
nm) groBfiachig belichtet und dadurch zur vollstandigen 45 
Vernetzung veranlaGt. AnschlieBend werden die nicht 
vollstandig vernetzten Stellen durch einen Entwickler 
oder Stripper aus der Fotoelastomerschicht herausge- 
lost. 

Bei einem noch anderen zum Stand der Technik so 
gehOrenden Verfahren erfolgt die Belichtung wahrend 
der groBflachigen UV-Strahlung durch einen ein sehr 
kleines Segment der Flexodruckform umschlieBenden 
Film. Hierbei walzt sich der Film an der Flexodruckform 
ab. An der Abwalzstelle ist eine schmale Belichtungs- 55 
zone vorgesehen. Durch dieses Abwalzverfahren kann 
das Muster praktisch nahtfrei auf die Flexodruckform 
ubertragen werden, vorausgesetzt, daB die kinemati- 
sche Genauigkeit der Abwalzung und auch die Genau- 



igkeit der Druckform ausreichen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein wei- 
teres Verfahren anzugeben, mit dem sich Flexodruck- 
schablonen leichter herstellen lassen. 

DarQber hinaus ist es Aufgabe der Erfindung, eine 
geeignete Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens 
zu schaffen. 

Ein Verfahren nach der Erfindung zur Herstellung 
einer Fiexodruckschablone zeichnet sich durch fol- 
gende Schritte aus: 

- Bereitstellung eines Tragers; 

- Aufbringen einer vergleichsweise dicken Fotoela- 
stomerschicht auf die Oberf lache des Tragers; 

- Aufbringen einer vergleichsweise dunnen lichtemp- 
findlichen Schicht auf die Oberfiache der Fotoela- 
stomerschicht; 

- punktweises Belichten der dunnen lichtempfindli- 
chen Schicht mittels wenigstens eines feinen Licht- 
strahlenbQndels sowie ansch lie Bend es Entwickeln 
der dunnen lichtempfindlichen Schicht; und 
groBfiachiges Belichten der Fotoelastomerschicht 
unter Verwendung der verbliebenen Bereiche der 
dunnen lichtempfindlichen Schicht als Maske sowie 
anschlieBendes Entwickeln der Fotoelastomer- 
schicht. 

Nach einer vorteilhaften Ausgestaftung der Erfin- 
dung wird als feines Lichtstrahlenbundel ein Laser- 
strahlbundel verwendet, das uber eine 
Fbkussierungsoptik auf die dunne lichtempfindliche 
Schicht bzw. deren Oberfiache fbkussiert wird. Dabei 
kann der das Laserstrahlenbundel erzeugende Laser 
relativ zum Trdger bewegt werden. Das Laserstrahlen- 
bundel kann aber auch uber einen Umlenkspiegel ent- 
sprechend abgelenkt werden, der relativ zum Trager 
verfahrbar ist. 

Das groBf lachige Belichten erfolgt nach einer ande- 
ren Ausgestaltung der Erfindung mit Strahlung, deren 
Ausbreitungsrichtung im wesentlichen senkrecht zur 
Oberfiache der Fotoelastomerschicht veriauft. Hier- 
durch wird erreicht, daB die Fotoelastomerschicht im 
wesentlichen nur zwischen den durch die Maske gebil- 
deten Musterstrukturen vernetzt wird und damit aushar- 
tet und nicht noch in grOBeren Bereichen unterhalb der 
Musterstrukturen, so daB sich im Hinblick auf die 
Fiexodruckschablone erhabene Bereiche mit genaue- 
ren Abmessungen ergeben. 

Die Fotoelastomerschicht selbst kann z. B. eine 
Dicke von 2 bis 5 mm aufweisen und somit hinreichend 
elastische Eigenschaften for den spateren Einsatz 
besitzen. 

Nach einer sehr vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung wird die dunne lichtempfindliche Schicht 
durch Aufbringen eines Positiv- oder Negativ-Fotolacks 
gebildet oder durch Aufbringen einer Silberhalogenid- 
GelatinelGsung oder eines SilberhalogenkJ-Polyvinylal- 
kohols. Es hat sich wider Erwarten herausgestelit, daB 
sich diese Substanzen auch auf eine Fotoelastomer- 
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schicht mit sehr hoher GleichmaBigkeit auftragen las- 
sen, so daft nicht mehr auf Fitme zur Belichtung der 
Fotoelastomerschicht zuruckgegriffen werden muB. 

Als Trager kOnnen nicht nurflache bzw. ebene son- 
dern auch zylindrische und vorzugsweise hohlzylindri- 
sche Trager zum Einsatz kommen. Sie bestehen 
vorzugsweise aus Metatl, Kunststoff oder z. B. auch aus 
glasfaserverstarktem Kunststoff bzw. aus CFK-Materia- 
lien, wenn es auf hohe Festigkeit bzw. Sterfigkeit 
ankommt, etwa im Falle hohlzylindrischer Trager. 

Insbesondere im Fall zylindrischer bzw. hohlzylin- 
drischer Trager hat sich zum Aufbringen der dQnnen 
lichtempf indlichen Schicht der Einsatz von Tauchverfah- 
ren oder Tauchringrakelverfahren, ggf. in Kombination 
mit Luftrakeln, bewahrt. Durch den Einsatz dieser Ver- 
fahren laBt sich die dQnne lichtempfindliche Schicht 
noch gleichmaBiger auf die Fotoelastomerschicht auf- 
bringen. Insbesondere laBt sich Ihre Dicke dadurch 
sehr konstant halten. Die dunne lichtempfindliche 
Schicht kann aber auch durch AufsprOhen gebildet wer- 
den, etwa indem eine Spruhduse bei sich drehendem 
Zylinder entlang der Zylinderachse bewegt wird und 
dabei das Schichtmaterial auf die Fotoelastomerschicht 
aufspruht. 

Nach einervorteilhaften Weiterbildung der Erfin- 
dung wird bei einem hohlzylindrischen Trager wahrend 
der punktweisen Belichtung der dQnnen lichtempf indli- 
chen Schicht ein Uberdruck im Innern des Hohlzylin- 
ders erzeugt, was zu einer vOlligen Ausrundung des 
Hohlzylinders fuhrt und damit zu einem genaueren 
Muster auf der Oberf lache der Fotoelastomerschicht. 

Die groBfiachige Belichtung der Fotoelastomer- 
schicht kann so erfolgen, daB diese bis nahe oder bis 
ganz zum Bod en vernetzt wird. Dadurch la fit sich ver- 
hindern, daB beim anschlieBenden Entwicklungsschritt 
u. U. ausgehartete Bereiche aus der Fotoelastomer- 
schicht versehentlich herausgelOst werden, insbeson- 
dere dann, wenn beim Entwickeln der 
Fotoelastomerschicht das HerauslOsen von unvernetz- 
ten Stellen aus dem Polymerverband durch einen 
Burstvorgang unterstutzt wird. 

Die entwickelte Fotoelastomerschicht kann darQber 
hinaus nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin- 
dung durch groBfiache Belichtung nachvernetzt wer- 
den, urn einen stabileren Polymerverband zu erhalten, 
der auch resistent ist gegen das spatere Auftragen von 
Druckfarben. 

Eine Vorrichtung zur DurchfOhrung des erf indungs- 
gemaBen Verfahrens enthait eine an sich bekannte 
Bearbeitungsstation, die wenigstens eine Lagereinrich- 
tung zur stirnseitigen Lagerung eines Zylinders sowie 
eine Antriebseinrichtung zur Drehung des Zylinders urn 
seine Zylinderachse aufweist, wobei an der Bearbei- 
tungsstation ein Lichtbalken angeordnet ist, der sich bei 
eingespanntem Zylinder uber dessen gesamte Lange in 
Zylinderldngsrichtung erstreckt und durch einen Spalt 
hindurch Licht In Richtung zum Zylinder abstrahlt. 
Dabei kann der Spalt durch einen in Ldngsrichtung des 
Uchtbalkens verlaufenden schmaJen Trichter gebildet 



sein, der auf die Rotationsachse des Zylinders ausge- 
richtet ist, urn dafOr zu sorgen, daB in noch starkerem 
MaBe das groBfiachige Belichten der Fotoelastomer- 
schicht mit Strahlung so erfolgt, daB deren Ausbrei- 

5 tungsrichtung im wesentiichen senkrecht zur 
Oberf lache der Fotoelastomerschicht veriauft. 

Die Bearbeitungsstation kommt somit in erster Linie 
zum Einsatz, wenn es urn die groBfiachige Belichtung 
der Fotoelastomerschicht geht, die sich auf der Oberf la- 

10 che des Zylinders befindet. MOglich ist aber auch, an 
der Bearbeitungsstation einen parallel zur Zylinder- 
achse bewegbaren Bearbeitungstisch vorzusehen 
sowie eine Steuerung zum Transport des Bearbeitungs- 
tisches in Zyiinderiangsrichtung, urn uber diesen Bear- 

15 beitungstisch einen Laserstrahl in Richtung auf die 
Zylinderoberfiache zu lenken, so daB sich die Vorrich- 
tung dann auch zur Belichtung der dQnnen lichtempf ind- 
lichen Schicht mittels eines Lasers eignen wurde, der 
zum Beispiel am Bearbeitungstisch montiert ist und von 

20 diesem mitbewegt wird. Bei stationarem Laser kOnnte 
entsprechend ein Umlenkspiegel am Bearbeitungstisch 
zur Umlenkung des Laserstrahls auf den Zylinder vor- 
gesehen sein. 

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme 

25 auf die Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen: 

Rgur 1 einen Querschnitt durch einen hohlzylindri- 
schen Trager mit auBerer Fotoelastomerschicht 
und einer darauf liegenden dunnen lichtempfindli- 
30 chen Schicht; 

Rgur 2 einen vergrOBerten Ausschnrtt aus der 
Struktur nach Figur 1 ; 

Rgur 3 eine Vorrichtung zur Belichtung der dQnnen 
lichtempf indlichen Schicht; 
35 Rgur 4 eine weitere Vorrichtung zur Belichtung der 
Fotoelastomerschicht nach Belichtung und Ent- 
wicWung der dQnnen lichtempfindlichen Schicht; 
und 

Rgur 5 eine Vorrichtung zum Entwickeln der Foto- 
40 elastomerschicht. 

In der Figur 1 bezeichnet das Bezugszeichen 1 ein 
dQnnes Metallrohr, also einen Hohlzylinder. Dieses 
Metallrohr 1 wird ein bis zwei Zehntel Millimeter dick 

45 zum Beispiel durch galvanische Abscheidung herge- 
stellt. Auf dieses Metallrohr 1 wird ein noch nicht voll- 
siandig vernetztes, plattenfOrmiges Fotoelastomer 2 
aufgebracht. Dessen Schichtstarke betrdgt etwa 3 mm. 
Uber das Fotoelastomer 2 wird eine hochlichtempf indli- 

so che, dunne Schicht 3 gelegt. Diese dQnne lichtempfind- 
liche Schicht 3 kann z. B. durch ein Tauch- oder 
Tauchringrakelverfahren aufgetragen werden. Die 
Schicht 3 besteht z. B. aus einem Posrtiv- oder Negativ- 
Resist, kann aber auch eine Silberhalogenid-Gelatine- 

55 lOsung (AgBr oder AgJ) sein. 

Die Figur 2 zeigt einen vergrOBerten Ausschnitt aus 
Figur 1, wobei hier die gleichen Bezugszeichen gelten. 

Die Figur 3 zeigt eine Vorrichtung zur Laser-Belich- 
tung der dQnnen lichtempfindlichen Schicht 3. Die aus 
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dem Hohlzylinder 1 und den Schichten 2 und 3 beste- 
hende fertige Druckform 4 ist hier zwischen zwei kegel- 
stumpffOrmigen Mltnehmern 5 und 6 drehbar gelagert. 
Der Mitnehmer 6 wird Qber einen Spindelstock 7 mit 
einem darin untergebrachten und nicht dargestelften 
Motor angetrieben. Der am Reitstock 8 gelagerte Mit- 
nehmer 5 dient nur zur FQhrung und AbstQtzung der 
Druckform 4. Dabei greifen die Mitnehmer 5 und 6 in die 
offenen Stirnseiten der Druckform 4 ein. Durch eine 
Hohlwelle 9 im Reitstock 8 kann Qber ein Ringkammer- 
geblase 10 und eine Drucktuftleitung 11 Luft mit gerin- 
gem Uberdruck in die Druckform 4 eingeblasen werden. 
ZweckmaBig wird der Druck mit 0,002 bis 0,5 bar 
gewahlt. Durch diese MaGnahme kann die Druckform 
kreisrund gehaiten werden, wenn die Druckform 4 einen 
entsprechend dDnnen Trager 1 enthalt, z. B. ein dOnnes 
Nickeirohr Der Reitstock 8 ist entlang von FQhrungen 
12 auf die jeweilige Lange der Druckform 4 einstellbar. 
Auf weiteren FQhrungen 13 fahrt ein Schlitten 14 paral- 
lel zur Achse 15 der zylindrischen Druckform 4. Auf dem 
Schlitten 14 ist ein kleiner Laser 16 montiert. Der vom 
Laser 16 emittierte Strahl wird Qber einen Umlenkspie- 
gel 17 und eine Laseroptik 18 auf die Oberflache der 
Druckform 4 gelenkt, genauer gesagt auf die Oberfla- 
che der dOnnen lichtempfindlichen Schicht 3, und dort 
auf einen Durchmesser von vorzugsweise 10 bis 25 um 
fokussiert. Eine ggf. verbleibende Rundlaufschwankung 
kann durch die Anwendung einer adaptiven Optik aus- 
geglichen werden, wie dies bereits bekanrrt ist. Ein 
Drehwinkelencoder 19 sendet wahrend des Rundlaufs 
der Druckform 4 Impulse an einen Steuerrechner 20 
Qber eine Signalleitung 21, wahrend ein Schirmmotor 
22 auf eine Spindel 23 wirkt und so den Schlitten 14 mit 
dem Laser 16 entlang der FQhrungen 13 verschiebt. 

Der Steuerrechner 20 vergleicht die Winkellage der 
Druckform 4 mit einer in einem Massenspeicher des 
Rechners 20 abgelegten Musterinformation. ermittelt 
und sendet sowohl die Ein- und Ausschartimpulse an 
den Laser 16 Qber eine Leitung 24 und sendet auch die 
Schrittimpulse an den Schrittmotor 22 Qber eine Leitung 
25. Durch das Ein- bzw. Ausschalten des Lasers 16 
wird die hochlichtempfindliche Schicht 3 punktfdrmig 
belichtet, und zwar mustergemaB. Diese Punkte kOn- 
nen dann zu einer schmalen Spur zusammenwachsen, 
wenn der Laser Qber langere Zeit musterbedingt einge- 
schaltet bleibt. Diese Punkte haben einen Durchmes- 
ser, welcher dem Fokuspunkt entspricht. Da die 
Belichtungszeit fOr einen Einzelpunkt <, 1 us ist, kann 
zwar die lichtempfindliche Schicht 3 belichtet werden, 
aber for das darunterliegende Fotopdymer 2 ist die 
Belichtung viel zu schwach, als da 8 eine nennenswerte 
Vernetzung oder Polymerisation stattfinden kOnnte. 
Diese ware auch dann in keiner Weise fur eine Vernet- 
zung des Fotopolymers 2 ausreichend, wenn die hoch- 
lichtempfindliche Schicht 3 und damit deren Absorption 
entfallen wOrde. 

AnschlieBend an diesen Laserbelichtungsvorgang 
erfolgt die EntwicWung der auBeren dunnen lichtemp- 
findlichen Schicht 3 zum Beispiel durch peripheres Ein- 



tauchen der Druckform 4 in ein alkalisches Bad. Es 
kann alternate die Schicht 3 auch mit alkalischer FIOs- 
sigkeit bespruht werden. Durch diesen ersten Entwick- 
lungsprozeB werden je nach Resist-Typ die belichteten 

5 Oder die unbelichteten Stellen aus der lichtempfindli- 
chen Schicht 3 herausgelGst und die jeweils entgegen- 
gesetzt belichteten Stellen verbleiben als 
lichtabdeckende Maske fur die nachfolgende Flachen- 
belichtung der Fbtoelastomerschicht 2. 

10 Gelatine- Oder Polyvinylalkoholschichten, welche 
Silberhalogenid-Kristalle enthalten, werden auf eine 
ganz ahnliche Weise mit einer alkalischen EntwicHer- 
flussigkert behandelt, nur enthalt diese zusatzlich ein 
organisches Reduktionsmittel zur Reduktion der belich- 

15 teten Silberhalogenide zu nicht lOslichem, metallischen 
Silber. Diese RQssigkeiten sind als Schwarz/WeiB-Ent- 
wicWer aus der Fotografie bekanrrt. AnschlieBend 
erfolgt hier noch ein Fixiervorgang, d. h. ein HerauslO- 
sen der nicht zu Silber reduzierten, also der nicht 

20 belichteten Silberhalogenide. 

In Figur 4 wird die groBflachige Belichtung der 
Druckform 4 gezeigt, also die groBflachige Belichtung 
der Fotoelastomerschicht 2, welche auf ihrer Oberfla- 
che jetzt die lichtundurchlassige Maske tragt. Die ent- 

25 sprechende Vorrichtung zur Belichtung der 
Fotoelastomerschicht 3 ist ahnlich der in Figur 3 gezeig- 
ten Vorrichtung aufgebaut. Nur ist hier der Schlitten 14 
mit den, auf ihm montierten Laser 16 nicht vorhanden. 
Wie bei der Vorrichtung nach Figur 3 wird auch hier die 

30 Druckform 4 von zwei kegelstumpffOrmigen Mitneh- 
mern 5 und 6 drehbar aufgenommen und Qber den Mit- 
nehmer 6 angetrieben. Oberhalb der Druckform 4 und 
parallel zu ihrer Langsachse 15 ist ein Lichtbalken 28 
angeordnet, der einen Xenonbrenner 29 in seinem 

35 Innern enthalt. Der Xenonbrenner 29 erstreckt sich Qber 
die gesamte Lange des Lichtbalkens 28. Das Licht ver- 
laBt den Lichtbalken 28 durch einen schmalen Schlitz 
30 im unteren Bereich eines Lichttrichters 31. Dieser 
Lichttrichter 31 ist mit dem Lichtbalken 28 verbunden. 

40 Wegen dieses Lichtaustritts trifft das Licht in Form eines 
schmalen Lichtbandes auf die Oberflache der Druck- 
form 4 auf, wobei die Ausbreitungsrichtung des Uchtes 
im wesentlichen senkrecht zur Oberflache der Fotoela- 
stomerschicht 3 verlauft. Hier dringt es nur an den Stel- 

45 len in das Fotopolymer ein, die nicht durch 
lichtabsorbierende Stellen der Maske abgedeckt sind. 
AuBerdem kann es wegen der Abblendung durch den 
Lichttrichter 31 im wesentlichen nur senkrecht zur Ober- 
flache des Fotopolymers verlaufen, wie bereits erwahnt. 

so Durch den vorgeschlagenen Xenonbrenner 29 steht 
eine preisgQnstige UV-Quelle auch im Bereich von 360 
bis 380 nm fur die Vernetzung des Fotopolymers 2 zur 
Verfugung. Der Lichtbalken 28 ist mittels eines Rohrbo- 
gens 32 am Spindelstock 7 befestigt. Wie auch bei der 

55 Vorrichtung nach Figur 3 stehen Spindelstock 7 und 
Reitstock 8 auf einem Maschinenbett 26, welches sich 
seinerseits Qber Sockel 27 am Boden abstQtzt. Die FQh- 
rungen 12 und 13 sowie die Spindel 23 sind an diesem 
Maschinenbett 26 montiert. 
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In Figur 5 wird schlieBlich der letzte Schritt der Her- 
stellung der Flexodruckschablone gezeigt. Die Stellen 
des Fotoelastomers 2, welche nicht durch UV-Strahlung 
permanent vernetzt wurden, werden in einem durch 
einen Wappbaren Deckel 34 verschlieBbaren Spulbek- 
ken 33 durch eine zweite ErrtwicWerf lussigkert aus dem 
Polymerverband herausgeldst bzw. herausgewaschen. 
Bei diesem Entwickler handelt es sich um ein Gemisch 
aus Butanol [CH3(CH2)3 OH] und Perchlorathylen [C2 
C14]. Eine Chemikalienpumpe 37 bringt laufend Ent- 
wicWerf IQssigkeit zu den Dusen 36 und von diesen wird 
der Entwickler auf die Druckform 4 aufgespruht. Zusdtz- 
lich wird der Abtragungseffekt durch eine rotierende 
Burste 35 unterstutzt Durch diese kombinierte mecha- 
nisch-chemische Behandlung werden die unvernetzten 
Stellen iangsam aus dem Polymerverband herausge- 
Iflst. Nach diesem Behandlungsschritt liegt die Druck- 
form 4 bzw. Flexodruckschablone als ein reliefartiges, 
mehr oder weniger gummielastisches Gebilde vor, bei 
welchem die erhabenen Stellen auf einem sehr 
genauen Kreiszylinder mantel liegen. Die nicht drucken- 
den Teile der Flexodruckschablone liegen in den Talern. 
Diese werden beim spdter ablaufenden DruckprozeB 
nicht benfltigt und daher nicht eingefarbt. 

PatentansprUche 

1. Verfahren zur Hersteliung einer Flexodruckscha- 
blone mit folgenden Schritten: 

Bereitstellung eines Trdgers (1); 

- Aufbringen einer vergleichsweise dicken Foto- 
elastomerschicht (2) auf die Oberfiache des 
Tragers (1); 

Aufbringen einer vergleichsweise dun n en licht- 
empfindlichen Schicht (3) auf die Oberfiache 
der Fotoelastomerschicht (2); 
punktweises Belichten der dOnnen lichtemp- 
f indlichen Schicht (3) mittels wenigstens eines 
feinen Lichtstrahlenbundels sowie anschlie- 
Bendes Entwickeln der dunnen lichtempfindli- 
chen Schicht (3); und 

- groBfiachiges Belichten der Fotoelastomer- 
schicht (2) unter Verwendung der verbliebenen 
Bereiche der dunnen lichtempfindlichen 
Schicht (3) als Maske sowie anschlieBendes 
Entwickeln der Fotoelastomerschicht (2). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als feines Uchtstrahlenbundel ein 
LaserstrahlenbQndel verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das groBfiachige Belichten 
mit Strahlung erfolgt, deren Ausbreitungsrichtung 
im wesentlichen senkrecht zur Oberfiache der 
Fotoelastomerschicht (2) veriauft. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 



dadurch gekennzeichnet, daB die Fotoelastomer- 
schicht (2) mit einer Dicke von etwa 2 bis 5 mm her- 
gestellt wird. 

5 5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die dunne licht- 
empfindliche Schicht (3) durch Aufbringen eines 
Positiv- oder Negativ-Fotolacks gebildet wird. 

w 6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die dunne licht- 
empf indliche Schicht (3) durch Aufbringen einer Sil- 
berhalogenid-Gelatinelflsung oder eines 
Polyvinylalkohols gebildet wird. 

15 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die dunne lichtempf indliche Schicht 
(3) nach dem Entwickeln fixiert wird. 

20 8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7. 
dadurch gekennzeichnet, daB als Trdger (1) ein 
zylindrischer, vorzugsweise hohlzylindrischer Tra- 
ger verwendet wird. 

25 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die auf dem Zylinder bzw. Hohlzylin- 
der liegende Fotoelastomerschicht (2) rund 
geschliffen wird. 

30 10. Verfahren nach Anspruch 8 Oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die dunne lichtempfindliche 
Schicht (3) durch einTauchverfahren oder ein 
Tauchringrakelverfahren aufgebracht wird. 

35 11. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die dunne lichtempfindliche 
Schicht (3) durch Aufspruhen gebildet wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 11, 
40 dadurch gekennzeichnet, daB wahrend der 
punktweisen Belichtung der dunnen lichtempfindli- 
chen Schicht (3) ein Oberdruck im Innern des Hohl- 
zylinders erzeugt wird. 

45 13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB beim Entwickeln 
der Fotoelastomerschicht (2) das HerauslOsen von 
unvernetzten Stellen aus dem Polymerverband 
durch Bursten unterstutzt wird. 

50 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die groBfldchige 
Belichtung der Fotoelastomerschicht (2) so erfolgt, 
daB diese bis zum Boden vernetzt wird. 

55 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB die entwickelte 
Fotoelastomerschicht (2) durch groBfldchige 
Belichtung nachvernetzt wird. 
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16. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
einem der AnsprOche 1 bis 15, mit einer an sich 
bekannten Bearbeitungsstation, die wenigstens 
eine Lagereinrichtung (5, 6) zur stirnseitigen Lage- 
rung eines Zylinders (4) und eine Antriebseinrich- 5 
tung zur Drehung des Zylinders (4) urn seine 
Zylinderachse (15) aufweist, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB an der Bearbeitungsstation ein Licht- 
balken (28) angeordnet ist, der sich bei 
eingespanntem Zylinder (4) Qber dessen gesamte 10 
L&nge in Zylinderiangsrichtung erstreckt und durch 
einen Spalt (30) hindurch Licht in Richtung zum 
Zylinder (4) abstrahit. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daG der Spalt (30) durch einen in LSngs- 
richtung des Lichtbalkens (28) verlaufenden 
schmalen Trichter (31 ) gebildet ist, der auf die Rota- 
tionsachse des Zylinders (4) ausgerichtet ist. 

20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 
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Fig. 1 




Fig. 2 
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Fig. 3 ■ 
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Fig. 5 
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